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根据现有特征创建实例特征阵列。可以定义矩形阵列或圆形阵列，关于基准平面对体进行镜像并通过基准平面或平面来镜像特征。 

实例是与形状链接的特征，类似于副本。可以创建特征和特征集（已使用特征分组命令组成组的特征）的实例。因为一个特征的所有实例是相关的，可以编辑特征的参数，则那些更改将反映到特征的每个实例上。 

使用实例阵列可以：

· 快速地创建特征的图样，例如螺孔圆。

· 创建许多许多相似特征并用一个步骤就可将它们添加到模型中。

· 使用一个步骤编辑所有实例化的特征。

当创建实例时，为实例操作选定的每个特征的实例将定义“布尔运算”操作。例如，如果选择凸台和孔，则从其附着的实体上添加凸台的实例，而减去孔的实例。

创建特征的实例时，该特征必须位于实体上。例如，如果创建螺孔的矩形阵列的实例，这些孔必须位于实体上，否则，会显示一条出错消息。不能在空间中实例化特征。

当实例化分组特征（一个特征集）时，不需要指定目标体，它允许在空间创建实例。

下面的实例阵列选项可用：

	矩形阵列
	允许用户从一个或多个选定特征中创建实例的线性阵列。

	圆形阵列
	允许用户从一个或多个选定特征中创建实例的圆形阵列。

	图样面
	打开同步建模下的“图样面”对话框，建立面集的副本。“图样面”类似于“实例”功能，但是更容易使用，而且使用它不必有基于特征的模型。 


不能实例化下面的对象：

· 壳体 

· 倒斜角 

· 圆角 

· 偏置片体 

· 基准 

· 修剪的片体 

· 实例集 

· 拔模特征 

· 自由曲面特征 

· 修剪过的特征 

如果需要实例化自由曲面特征，则创建此自由曲面特征的用户定义的特征，然后实例化该 UDF。

选定用来实例化的特征由实例阵列代替。例如，如果选择一个孔并指定 3 x 4 的矩形阵列，则得到的实例阵列包含 12 个实例，其中的一个是原先选定的孔。

可以从现有特征或现有实例中创建实例阵列。

注释:

实例化的特征必须位于目标体内。如果正在实例化目标体本身，则在创建实例时，每个实例必须相交。不能实例化与另一个目标实体相关的特征或 UDF。

在生成实例或阵列之前，系统基于您输入的参数临时显示实例的位置。（如果选定要实例化的多个特征，则只显示它们中的一个，以节省时间。）这时，可以选择“是”接受这些结果并创建实例，或选择“否”在系统将特征添加到模型之前重新指定定位。

可以使用“编辑”→“特征”→参数选项来编辑实例。要编辑特征实例集的尺寸参数（高度、深度、宽度等），选择“特征对话框”选项。要编辑实例阵列的参数（实例数量、距离、角度、参考点等）选择“实例阵列对话框”选项。 

使用“编辑”→“特征”→移动选项平移实例。如果选定的特征是实例阵列的一个成员，则系统将移动整个实例阵列。 

使用“编辑”→“删除”选项删除实例。如果选择作为实例阵列中一个成员的特征，则系统删除整个阵列。但是不删除原始特征。

将边倒圆、倒斜角和螺纹添加到实例集

如果在实例集的一个实例上创建边倒圆、倒斜角或螺纹，使用的方法是将对所有实例倒圆、对所有实例进行倒斜角或包含实例选项（分别地）打开，则圆角、倒斜角或螺纹将添加到该集所有当前的实例。这样做时最好总是将边倒圆、倒斜角或螺纹添加到主特征上，而不是其中一个实例特征上。这样，如果以后更改阵列参数，边倒圆、倒斜角或螺纹将总是在实例集中保持可见。 

这些选项将不会影响在圆角或倒斜角之后创建的实例。

实例阵列类型

可以创建三类矩形和圆形实例阵列：

	常规 
	从现有特征创建实例阵列并验证所有几何体。“常规”阵列的实例可以越过面的一条边。同样，“常规”阵列中的实例可以从一个面跨越到另一个面。

	简单 
	与“常规”实例阵列相似，但是它通过消除过多的数据确认和优化操作加速了实例阵列的创建。

	相同的 
	创建实例阵列最快的方法；它进行最少量的确认，然后复制并平移主特征的所有面和边。每个实例都是原始对象的精确副本。当有许多实例时，可以使用这种方法，并且要确定它们是完全相同的。


注释:

用“简单”和“相同的”选项创建的几何体应该总是与原始特征在相同的面内。如果新几何体接触或跨越目标体上的边或任何其他实例，则应该确认新几何体以确定是否应该使用它。如果不能肯定已正确地创建了“相同的”实例阵列，则应该使用“分析”→“检查几何体”来确认几何体（将所有的检查设置为“开”）。如果“相同的”阵列失败，则使用“撤消”并尝试“常规”阵列。

下图阐述了创建“常规”阵列的情形，此处一个实例跨越体的边。“简单”和“相同的”阵列看起来相同，但是创建“相同的”阵列更快，因为它进行最少量的确认。
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下图显示了带有一个主特征的部件。它也说明了有效的“简单”阵列，并显示在此情况下为何无法创建“相同的”阵列。 
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请记住，在使用“相同的”阵列时，在执行了“布尔”操作后，只是简单地复制和变换了主实例的边和面。对无效的几何体不进行检查。

当创建实例时，控制特征创建的相同规则同样生效。例如，实例无法创建非交叉的情况。

矩形阵列



	
	
	


此选项允许用户从一个或多个选定特征创建实例的线性阵列。矩形实例阵列既可以是二维的（在 XC 和 YC 方向上，即几行特征），也可以是一维的（在 XC 或 YC 方向上，即一行特征）。基于您输入的数量和偏置距离产生的这些实例阵列平行于 XC 和 /或 YC 轴。

注释:

可以更改 WCS（XC 方向和 YC 方向）的方位，方法是使用“格式”→“WCS”→“原点”、“格式”→ WCS→“旋转”或“格式”→ WCS→“定位”。

下图显示了有 12 个实例的 3 乘 4 矩形阵列。每个实例在 XC 方向的间距为 .75 而在 YC 方向的间距为 1.0。
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在选择了需要实例化的特征之后，会出现下面的选项：

	输入参数对话框选项

	常规
简单
相同的
	想要创建的实例阵列的类型。

	XC 向的数量
	定义所产生的平行于 WCS 的 XC 轴的实例的总数量。此数量包括正在实例化的现有特征。要在 XC 方向上创建一维阵列，将此值设置为 1。请参阅图形以获取有关一维阵列的图解。 

	XC 偏置
	定义沿 XC 轴的实例间距。沿 XC 轴从一个实例上的点到下一个实例上的相同点测量此间距。负值沿轴的负向定位实例。

	YC 向的数量
	定义所产生的平行于 WCS 的 YC 轴的实例数量。此数量包括正在实例化的现有特征。要在 YC 方向上创建一维阵列，将此值设置为 1。（请参阅下图获取一维阵列的图解。）

	YC 偏置
	定义沿 YC 轴的实例间距。沿 YC 轴从一个实例到下一个实例测量此间距。负值沿轴的负向定位实例。
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矩形阵列步骤

这是创建矩形实例阵列的基本步骤：

1. 在“实例”对话框中单击“矩形阵列”。

2. 选择要实例化的特征。

3. 在“输入参数”对话框中，指定阵列方法（常规、简单或相同的）、XC 向的数量、XC 偏置、YC 向的数量和 YC 偏置。 

4. 选择“确定”。系统在图形窗口中显示阵列分布状况的预览图。

5. 选择“是”创建实例阵列，或“否”返回“输入参数”对话框。

圆形阵列



	
	
	


此选项允许用户从一个或多个选定特征创建实例的圆形阵列。指定：

· 阵列方法

· 生成实例所基于的旋转轴

· 阵列中实例的总数（包括原始特征）

· 实例之间的角度
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指定旋转轴后，出现下面的选项：

	输入参数对话框选项

	常规
简单
相同的
	实例阵列的类型。

	数目
	圆形阵列中创建实例的总数，包括正在实例化的现有特征。

	角度
	实例之间的角度。


圆形阵列步骤

这是创建圆形实例阵列的基本步骤：

1. 在“实例”对话框中单击“圆形阵列”。

2. 选择要实例化的特征。

3. 在“输入参数”对话框中指定阵列方法（常规、简单或相同的）、总的“实例数目”和实例之间的“角度”。然后，选择“确定”。 

4. 选择“点和方向”或“基准轴”来建立旋转轴。

如果选择“点和方向”，则使用矢量构造器来建立方向并用点构造器来建立参考点。如果使用矢量构造器定义轴，则以后可以使用“编辑”→“特征”→参数并选择此实例将它更改为基准轴。 

如果选择“基准轴”，则应该选择一条基准轴。阵列的半径以从旋转轴到选定的第一个特征的本地原件的距离计算。阵列将高亮显示。如果使用基准轴，则阵列的旋转轴将与用来定义基准轴的几何体关联。

5. 选择“是”创建实例阵列，或“否”返回“输入参数”对话框。

多个特征

当为圆形实例阵列选择多个特征时，重要的是记住用选定的第一个特征的本地原件来计算圆形阵列的半径。（以后可以使用“编辑”→“特征”→参数并选择此实例来编辑此值。） 

例如，见下图。有一个大圆柱和在它中心周围实例化的三个特征：孔、凸台和块。如果希望阵列的半径与从阵列中心到圆形特征之一的中心的距离相等，则必须首先从这些特征（不是块）中选择一个特征。
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